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Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum, insbesondere abschnittsweise oder vollflächigen, Versehen, insbesondere Mattieren,
mindestens einer, insbesondere glänzenden und/oder glatten, Oberfläche eines festen Substrats, insbesondere Bauteils, mit mindestens einer
Schicht aus mindestens einer sublimierbaren Verbindung, insbesondere einer Cyclododecanschicht, umfassend die Schritte a) Zurverfügungstellung
mindestens eines festen Substrats, insbesondere Bauteils, mit mindestens einer, insbesondere glänzenden und/oder glatten, Oberfläche, b)
Zurverfügungstellung von mindestens einer sublimierbaren Verbindung, insbesondere von Cyclododecan, c) Zurverfügungstellung mindestens
einer Applikationsvorrichtung für die mindestens eine sublimierbare Verbindung, insbesondere einer Cyclododecan-Applikationsvorrichtung,
enthaltend mindestens einen beheizbaren Materialbehälter ausgelegt und geeignet zum Erwärmen der mindestens einen sublimierbaren
Verbindung, insbesondere von Cyclododecan, und mindestens eine Applikationsöffnung, d) gegebenenfalls Einfüllen der mindestens einen
sublimierbaren Verbindung, insbesondere von Cyclododecan, in den beheizbaren Materialbehälter der Applikationsvorrichtung für die mindestens
eine sublimierbare Verbindung, insbesondere der Cyclododecan-Applikationsvorrichtung, e) Überführen der mindestens einen sublimierbaren
Verbindung, insbesondere von Cyclododecan, in den flüssigen Zustand in dem beheizbaren Materialbehälter der Applikationsvorrichtung für die
mindestens eine sublimierbare Verbindung, insbesondere der Cyclododecan-Applikationsvorrichtung, f) Durchleiten mindestens eines, insbesondere
erwärmten, Gases, insbesondere von Luft, durch die flüssige sublimierbare Verbindung, insbesondere das flüssige Cyclododecan, unter Ausbildung
eines Gasstroms enthaltend die sublimierbare Verbindung, insbesondere Cyclododecan, insbesondere in Richtung der Applikationsöffnung, g)
Führen der Applikationsöffnung, aus der die sublimierbare Verbindung, insbesondere Cyclododecan, als Teil des Gasstroms entweicht, entlang
und beabstandet von der Oberfläche des Substrats, insbesondere in einem im Wesentlichen gleichmäßigen Abstand, so dass die sublimierbare
Verbindung, insbesondere Cyclododecan, unter Ausbildung einer, insbesondere homogenen, Schicht auf d er Oberfläche kondensiert. Des
Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Kontrolle bzw. Bestimmung der Güte, insbesondere der Oberfläche, eines festen Substrats,
insbesondere Bauteils, umfassend die Schritte a) Zurverfügungstellung eines Substrats bzw. Bauteils mit einer Oberfläche, b) Versehen der
Oberfläche mit einer aufkondensierten Schicht aus der mindestens einen sublimierbaren Verbindung, insbesondere aus Cyclododecan, nach dem
erfindungsgemäßen Beschichtungsverfahren, c) Erfassen der Daten der Oberfläche mit Hilfe mindestens eines 3D-Scanners, insbesondere eines
3D-Streifenlichtscanners, d) Abgleich der in Schritt c) erfassten Daten der Oberfläche mit für die Oberfläche des Substrats bzw. Bauteils hinterlegten
Daten und e) Bestimmen der Güte der Oberfläche des Substrats bzw. Bauteils anhand des Abgleichs gemäß Schritt d).
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